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: ‘ S Toluca, México, a 11 de diciembre de 2023
RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE S.A.DEC.V.
ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL
C. MANUEL NAVARRETE LGPEZ . . .

Calle del Venado No. 26, Pargue Industrial Tenarge, Tenangé dei Valle, C.P, 52300,
Estado de México, Correo Electrénica; ambiental_garbage@hotmail.com -

PRESENTE

RESULTANDO

1. Que con fecha 18 de junio de’ 2020, mediante Oficio No. DFMARNAT/2063/2020, esta Oficina de
Representacién, emiti |a Autorizacién No. 15-i-T19-20 favor .de Ia persona meoral denominads
RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE S.A. DE CV, con una vigencia de diez afios a partir de Ia fecha de
su expedicidn. o ‘ S - ,

2.Que mediante Formato FF-SEMARNAT-093, (SEMARNAT-07-031 *Modificacién 2 log Registros v
Autorizaciones en Materia de Residuos'Peligrosos”) ¥ anexos recibidos en &sta Oficina de Representacidn el
04 de diciembre de 2023, la persona moral denominada RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE S.A. DE
C.V., solicita fa actualizacién de la Autorizacion para el Acopic de Residuos Peligrosos, derivado de la
modificacién en la distribucicn de las dreas de manejo de los residuos peligrosos, cuyo tramite gquedsd
registrado con Ia bitdcora: No. 15/HS—0027/?2/23;y o ‘ ' . :

CONSIDERANDO

. Con fundamento en lo-dispuesto en |as Arﬁculos 8° de |a Constitucio’n Politica de log Estados Unidos
Mexicanos; 2°, fraccién L, 26y 32 BIS y quinto transitoric de Iz Ley Orgénica de la Administracién Pablica
Federal, 1° Fracciones I, 1L VI vl ¥ X, 4°, 5° Fracciories [ 1Ty V1,150, 151, 151 BIS, 152 BIS y 171 de |a Ley Cenerzl

Representacion de SEMARNAT es competente, para conocer Y resolver la peticién realizada por la persona
morat referida, : ‘ = )
.Que parz obtener |a modificacidn de [a Autorizacién antes indicada, la persona Mmoral denominada
RECOLECTORA, Y TRATADORA GARBAGE SA.DE CV., presents |a siguiente documentacidn:
*Pago de derechos por actualizacidn por un monto de $2,710.00 (DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
00/100 M.N).’ : ‘ : ' -
* Formato de Modificacidn a los Registros y Autorizaciones en Materia de Residuos Peligrosos, requisitado,

Por lo que esta Oficina de Representacidn de SEMARNAT en Uso de sus facultades y atribuciones,
S RESUELVE _ ;

PRIMERO.- Dar por atendida la solicitud de modificacidn de la Autorizacién para el Acopio de Residuas

Peligrosos No. 15-11-119-20, derivado da |a modificacion en la distribucién de las dreas de manejo de los residuos

peligroses, a Iz persona moral denominads F?ECOLECTQRA Y TRATADORA GARBAGE SA.DECV., porlo que

de conformidad con la iInformacion ¥ documentacion -'prese'ntada, $€ autoriza su solicitud de mérito parz
quedar de la siguiente manera: L S ‘

Condicionante Sexta.- La Autorizacién. No. 15-11-119-20 se otorga para la prestacion de servicios g terceros de
un Centro de Acopio de Residuos peligrosos refacionados con: Biolégico infeccioso (sangre, cultivos Y cepas,
pateldgice, no anatémico Y {Punzocortante), Cubas electroliticas gastadas de Iz reduccién primaria de
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aluminio; Licor gastado generado por las operaciones de a
la industria del hierro y del acero; Lodos y polvos del equip
la produccién secundaria de plomo; Solucién gastada pr
del equipo de control de emisiones en la fundicién secu
proceso de la produccién . de coque .y que no puedan ser reutilizados; Carbd

residuales en la refinacién de petréleo; Lodos de g separacié imaria de ac fte/agua/sslidos de Ia refinacicn
del petréleo-cualguier [odo - generado por separscidn gravitacional de aceite/agua/sélidos durante el
almacenamiento o tratamiento de aguas residuales de procesc y aguas residuales aceitosas de enfriamiento,
de refinerfas de petrélec. Tales lodos incluyen, pero no se limitan, a aguellos generados en separadores de

aceite/agua/sélidos; tangues y lagunas de captacion; zanjas y otros o_lisposi‘tivos‘ de transporte de agua pluvial,
lodos generados de aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo paso, segregadas para tratamiento de
Otros procesos o aguas de enfriamiento aceitosas y loedos generados en unidades de tratamientos bioidgicos;
Lodos de separaciér secundaria (emulsificados) de éce;te/agua/_stﬁl_idos. Cuzlguier lodo v/o nata generada en la

separacidén fisica v/o qu:’mica de _aceite/_agua/_sélidos_ de aguas residuzles de proceso Y aguas residuales

los lodos generados en unidades daf (flotacién con aire disuelto). Lodos generados de aguas de enfriamiento
sin contacto, de un solo paso, segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiento

de radicales libres que tienen cadenss de hasta 5 (cinco) carbones con diversas ‘_cahtidades Y posiciones de
sustitucién de clorg; Residuos de pigmentos base cromo Y base plomo; Lodos de las plantas de tratamiento de
8guas residusles en |3 pbroduccién de carbamatos, herbicidas clorados; Plaguicidas érgano—haiogenados;
érgano-arsenicales; érgamo—metéiicos Y Iérgano-fosforados;‘ Residuos de Iz -produccidn de carbamatos,
herbicidas clorados; plaguicidas o"rg_a_no-h‘alogenados; drgano-arsenicales; - drgano-metilicos ¥ drgano-
fosforados; Lodos sed,imentados- Y soluciones gastadas generados en los Procesos de preservacién de [a
maders; Carbén activado. gastado en la produccion de farmacéuticos veterinarios de compuestos con
arsénico y c‘>rgano~arsenicales; Residuos de breas de la destilacién de compuestos a base de anilina en la
broduccidn de productos, veterinarios de compuestos de arsénico y érga'no—.arsenicales; Filtros de las casas de
bolsas en ia produceidn - de déxido de antimonio, incluyendo fos filtros en la produccién de productos
intermedios (antimonio metdlico y oxido de antimonio crudo); Escorias de la produccidn de éxido de
antimenio, incluyendo aquellas de los productos intermedios (antimonio metdlico y oxido de antimonio
crudo); Lodos de [ purificacién de salmuera, donde la salmuera purificads separada no se utiliza, en la
produccién  de clorc (broceso de celdas de mercurio); Lodos del tratamiento de aguas residuales en Ia
produccién  de cloro (proceso de celdas de mercuric); Residuos de hidrocarburos clorados de la etapa de
purificacién en Ja produccién de cloro.(proceso de celdas de diafragma usando dnodos de grafito); Lodos del
tratamiento de aguas residuzles de |a produccién de plgmentos naranja y amarillo de cromo; Lodos del
tratamiento de aguas residuales de la produccidn de pigmentos verdes de cromo; Lodos del tratamiento de
aguas residuales de |z produccién - de pigmentos verdes de éxido de cromo (anhidros e hidratades); Residuos
del horno de Ia produccidn  de Pigmentos verdes de dxido de cromo; Lodos de tratamiento de aguas
residuales de Ia produccidon de pigmentos azules de hierro; Lodos del tratamiento de aguas residuales de la
produccién de pigmentos naranja de molibdate; Lodos del tratamiento de aguas residuales de la produccién
de pigmentos amarilles de zing; Residuos de la manufactura y del almacenamiento en planta~de clorurp
férrico derivado de dcidos formados durante Iz produccién de biéxido de titanio mediante el proceso cloruro-
iimenits; Lodos de lag descargés_' de aguas residuales en la'produccic‘;n' de acrilonitrile; Fondos de ta columna
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oximas; Residuos orgénicos"(incl'uyendo ‘foridos “pesados, ‘estancados, fondos ligeros, solventes gastados,
residucs de la filtracién’ v la decantacidn) de la produccién de carbarnatos y carbomil oxXimas; Solidos de
purificacién {incluyendo sélidos de filtracidn, evaporacién ¥ centrifugacién), polvos de casas de bolsas y de
barrido de pisos en Ia produccién. de scidos de tioccarbamatos ¥ sus sales en la producceidn de carbamatos y
carbomil oxirmas; Fondos de la colurmna de destilacién o fraccionamiento én la produccién de clorobencenos;

Corrientes separadas del agua del reactor de Iavad'o de clorobencen‘os; Fondos‘de la etapa de destilacién en la

manomero de cloruro de vinilo; Lodos del tratarriiento de aguas residua]es de la produccién de monomero de
cloruro de vinilo en Iz que se utilice cloruro de mercurio cormo catalizador en un procesc base acetileno;
Residuos del lavador de gases de venteo def reactor en la produccidn de dibromure de'etileno via bromacion
del etilenc; Solidos adsarbéntes gastados de |3 etapa de purificacién del dibromuro de etileno obtenide 3
partir de Ia bromacisén del etileno; Fondos de Ia etapa de purl'ﬁcaci:o'n del dibromuro de etileno obtenido a

dinitrotoluenc; Fondos de Iz destilacién en ia produccion de alfa- (0 metil-) cloro t'ol‘uénos, cloro toluenos con
radicales ciclicos, Cloruros de benzoilo v mezclas de ectos grupos funcionales. (este residuo no incluye fondos
de la destilecién de cldruro. de bencilo); Lodes del tratamiento de aguas residuales, excluyendo lodos de

neutralizacién y biocldgicos, generados en el tratamiento de aguas residuales en Ja produccién de toluenos

de recuperacién de a’cidb.hid_rocl_ériéo. asociado con.la produccidn  de alfa- {o metil-) cloro toluenos, cloro
toluencs con radicales ciclicos, cloruros de benzoilo y mezclas de estos grupos funcionales: Catalizadores
gastados del reactor de hidrocloracion en Ia produccién de L11-tricloroetano; Fondos de Ia etapa de
destilacién en la produccién de 11}-tricloroetanc: Fondos pesados de la columna de destilacién de productos
pesados en la produccién de 111-tricloroetane; Residuos del lavador con vapor del producte en Ia preduccion
de 111-tricloroetanc; Fondes o.residuos pesados de las torres en el proceso de produccién de trictoroetileno;
Residuos del manegjo de. la fibra de asbesto puro, ncluyendo  polvo, “fibras- ¥ productos facilmente
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sumergido o fijo en un aglutinante natural 0 artificial); Todas las bolsas que hay
de asbesto, asi como los materiales filtrantes provenientes de los equipos de .
mangas, respiradores personales y otros, gque nod hayan recibidé un tratamiento
aglutinante natural o artificial; Todos los residuos provenientes de lo

prima sea el asbesto y Ia fibra se £ncuentre en forma libre, : .
la mano; Lodos de tratamiento de aguas'residuales de apagado de las Operaciones de tratamiento térmico de
metales donde fos cianuros son usados en los procesos; Lodos de tratamiento de aguas residuales de
operaciones de galvanoplastié excepto de los Siguientes procesos: (i) anodizacién de aluminio en acido
sulfirico; (2) estafiado an acero al carbon; (3) zincado en acero al carbdn; (4) deépositacion de aluminio o zinc-
aluminio en acerg al carbén; (5) limpieza asociada con estafiado, zincads o aluminado en acero a) carbén; y (6)

grabado quimico ¥ acabado de aluminio depositado en acero al carbdén; Lodos de Jos bafios de anodizacién del

de cianuros de Ia limpieza de tanques de bafics de sal en las operaciongs de tratarmjento térmico de metales;
Residuos generados. en-la- produccién - de th-, tetra- o pentaclorofencl:  Residuos de tetra-, penta o
hexaclorobenceno'proveniéntes de su Uso como reactante, producto ‘intermedio o componente de una
formulacién, bajo condiciones alcalinas;’ Residuos; SXCepto aguas residuales Y carbén gastado de [
purificacién de cloruro de hidrogerio, de la produccidn de materiales en equipos previamente usados en Ia
manufactura (como reactivo, producto gufmico interrmedio o componente en un proceso de formulacién) de
tri- y tetraclorofenoies. Este residuo no incluye desechos de equipos utilizados en Iz produccién o uso de
hexaclorofeno g partir del 24 5-triclorcfenal ‘aftamente’ purificado; Fondas ligeros condensados, filtros

gastados v filtros ayuda y residuos de desecante gastado de.la produccidn de clertos hidrocarburos alifaticos

percofado a través de residuos dispuestos en tierra) resuftantes de Iz disposicién de uno o mas de los residuos
peligrosos sefalados en asta norma; Residuos resultantes de la incineracién o de tratamiento térmico de
suelos  contarminados con. los reSiduos peligrosos con claves NE 12, NE 13, NE 14 Yy NE 7g;
1-(0—Clorofenfl)tioLirea/2-Clorofeni!tiou—rea; 2,3,4,6,—Tet;acI,o_rofenol; 2,4,5—Tricloro_fenol;r2,4,5—Triclorofenoxiacétic:o,
&cido/2,4,5-T: 24,6-Triclorofenol: 2,4—Dfnitrofenol; 2-Ciclohexil~4,6—dinitrofeno!; 3—Cloropropionitrilo; 4,6-Dinitro-
O-cresol, v sales; 4-Aminopiridina; 5~(Aminomet_il)-3—isoxazol_ol; Acetamida, _G]_TSQN-(aminotioxometil)-/]—Acetil-
2-tiourea; Acroleina/2-Propenal; ., _-Aldicarb; - Aldicarb . sulfona; Aldrin;
alfa alfa—Dimetiifeneti_iamfna/B'en_cenoetanamina, alfa,aiﬁé—dimetil; alfa—Naftthiourea/ﬂo_urea, T-naftalenil; Alilico,
alcohol/2-Propen-1-ol; fosfure de Aluminio,; Amonio, picrato de/Fenol, 24B-trinitro-, amonio sal: vanadato de
Amonio,; Arsénico, écido..H3A5Q4; Arsénico, dxido As203; Arsénico, oxido As20s: Aziriding, 2-Metil-/12-
Propitenimina; Aziridina/Etilencimina; cianuro .. de Bario, Bencenotiol/Tiofenol; Benzilo, cloruro
de/C!orometElbenceno; Berilio, polvo de- (todas las formas); .Bromoacetona/}P.ropanona,_ T-bromo-; Brucina;
Calcio, cianuro de Ca(CN)zZ; Cékbbfur'ano; Carbono, disulfuro de; Carbosulfan;-Cfanhfdrico, acido; Ciandégeno,
cloruro de {CN)CI; Cianégeno/Etanodinitrilo; Ciznuro, sales solubles de (no especificadzs de otra manera);
Cloracetaldehido; Cobre, cian uré de Cu(CN); Diclorofenilarsina; Dicloromet;| éter/Metano, oxibis[cloro; Dieldrin;
Dietitarsina; Dietil-p-nitrofeni] fosfato/Fosférico  4cido, dietil 4-nitrofenit . éster, Diisopropifflucrofosfato
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{DFP)/Fosforofluorhidrico acido, bis(l-metiletil) *&ster; Dimetilar; Dirrietoato; Dinoseb/Fenal, 2-(]-metil_propil)~
4,6-dinitro; Disulfotdn; Ditiobiuret; Endésulfan; Endotal; Endrih, y sus metabolitos; Epinefring; Estricnidin-10-
ona, vy sales/Estriénina, v s'alés; Famfur‘; Fenilmercurio, acetato_de/_MercuricL[acetato—o}fenil—; Pfepiltiqu_rea;
Fisostigming; Fisostigmina, sali_ciiato‘de;Fluorina; Fluoroac_:s—;-tamida/Z—Fluoroa’cetamida; Flucrozcético, acido,
sal de sodio; Forato; Formetanato, hidroclerure de: Formparanato; Fosfina/Fosfhidrico, acido; Fosgeno;
Heptacloro: Hexaetil tetrafosfat_é)/.“r etrafésforico, 3dcido, hexaetil éster; lsodn"n;__ !solan; Manganeso
dimetilditiocarbamato; M-cumenil metilcarbémato/f?-lsopropiffe_nil n-metilcarbamato; Mercurio fulminate;

Metil hidrazina; Metil isociané_to/Metano, isocianato-; Metil paratio,n/i‘—“osfdrfotioicq acido, o,0-dimeti o-(4-
nitrofenil) é&ster; Metilactonitrilofpropanonitrifo, 2-hidroxi-2-metil-; Metioc;arb.; Metolcarb/Carbamico acido,
metil-, 3-metilfenil &ster; Metomil; Mexacarbato; Nicotina, y sales/Pirfdina, 3-(]fmetil—2-pirrolidinil)—, (s)-, v sales;
Niquel carbonil Ni(CO}4, {t-4)-; Niguel, cianuro de Ni{CN)2; Nitrégeno, éxido de/Nitrico, 6xido (NOJ; Nitrégeno,
diéxido de; N itrogIicerina/1,2;3—Propan_otriof, trinitrato de; n'-NitrosodimetHamIna; n—Nitrosometilvinilamina; 0,0-
dietil o-pirazinil fosforotioato; Octametilpir‘ofosfo{amida/i)i_fosforamida; octametil; Osmio éxido Os04, (T-4)-;
Oxamil; Paration; p—Cloroanilfna/B'encenami,na; 4-cloro-; Pentaclorofenol; Plata, ciznuro de Ag(CN); Plumbano,
tetraetil-/Tetraetilo de plomo;'p-Nitroariilin'a[Bencen,_arrjina, 4-nitro- Potasio, clanuro de K(CN); Potasio plata,
cianuro de/Argentato(l-), bis(ciang-c)-, potasio; PrOm'ecarb/Fen,o;i, 3-metil-3-(1-metilétil)-, metil carbamato;
Fropanonitrile; Propargil alcohol/2-Propin-1-of; Selencurea; . Silvex (2;4,5—_TP.)/Propanoico dcido, 2-(2,4,5-
triclorofenoxi)-; Sodio, acida de; Sodio, dianuro de 'Na(CN}); Talio, dxido de/T alico, éxido TI203; Talio, selenita de:
Talio, sulfato de; TetraetilpirofosfatofDifostorico acide, ‘tetraetil éster; Tetraetilditiopirofosfato/T. iodifosférico
acido, tetraetil éster; Tetranitrometano; Tiofanax: ﬁbsémicarbazida/!—i fdrazihacarbfcatioamida; Tirpato; Toxafeno;
Triclorometanotiol;lVanad‘io, oxido de V205; Warfarina, vy sales, cuando estdn presentes en concentraciones
mayores que 0.3%; Zinc, cianuro de Zr(CN)2; Zing, fosfuro de Zn3p2, cuando estd presente en concentraciones
mayores que 10%; Ziram; 1,1,_1,2—Tetr’aclordéta‘ho; 11,2.2-Tetracloroetanc; 1,12-Tricloroetano: 1,7-Dicloroetilenc; 11~
Dimetilhidracina; ],2,4,SrTétracior,obenceno; 1,2;3’,4-Diepoxibutano; 1,2~beromo—B—clcropropano; 1,2-
Dibromoetano; 1. 2-Difenilhidracina; 1,2—Dimetiihidrac_ina; ?S,S-Trinitroben‘cenb; 1_,3—Dicloropropileno/]-Propileno,
1.3-dicloro-; 1,3-Propano sultona/1,2-Oxatiolano, 2.2-didxido; 14-Dicloro-2-butileno: J,4—Dioxano/],é»—DietElenéxido;
1,4—Naftoquinona/‘l,4-Naftaiendiona; 1~Méti!butadienoﬂ,S—pen.tadieno;'2‘,4,6-’Tr'ibrb‘mofen'ol; 2/4-Diclorofenol: 2.4~
Diclorofenoxiacético acidof2,4-D, sales y ésteres’ 2/4-Dinitratoluenc; 2,5~Cit:lo_hexadien-1,4—diona; 2.6~
Diclorofenol; -2,6—DinitrqtolL}enoj/z—met'i%_-LSw_din]trobencen_o; o \Z“4-Dimetil fenok;
2—Acetifaminoﬁ'uoreno/acetam:ida,' n-9h-fluoren-2-il-; . 2-Cloroetil  vinil .. ‘éter/eteno, (2-cloroetoxi)-;  2-
Cloronaﬁaieno/beta—Clononaftaleno; 2-Nitropropano: 2-Picolina/Piridina, 2-metil-; 3,3"-Diclorobenzidina; 3.3
Dimetilbenzidina; 3,3'—Dimetp>_<ibenzidina; 3-Metilclorantreno; 4,4'-Metilenbis{2—cldroan]Iina); 4-Clore-o-
toluidina, hidrocloruro de; 5~_Nitro-’o-to,luidina; 7,12-Dimetilbenzo[a}antraceno; A22?3/Eta'nimidotioico acido, 2-
{Dimetilamino)-n—hidroxi—z-oxp—, metil éster; Acetilo, cloruro de; Acetofenona/‘!-Fenii—etanona; Acetona;
Acetonitrilo/2-Propancna; Acril_amida/Z—Propenamida; Acrllico: dcido/2-Propencico -acido;  Acritonitrilo/2-
Propennitrilo; alfa,alfa-Dimetil bencil_hidroperéxido; affa—Naftilam]naﬂ-Naftalenamina; Amitrol/1H-12 4-Triazol-
3-amina; An]lina/Bencenamina; Aurarnina; Azaserina/L-serina, diazo__acetato(éster}; Barban; Benceno; Benceno,
T,?’—(Z,Zz—tricforoeti!iden)bis%,—metoxi—;; Bencensulfenile, clorura de; Bendiocarb; Bendiocarb fenol; Benomil;
Benzal, cloruro de/DicJorom-etElbehceno;1: : Benzidjn_a/ﬂj'-Bifenil}—4,4'—diamina; Benzo(a)antracenoe;
Benzo(a)pirene; Benzo(c)acridina; Benzotricloro/Ti riclo'ro-meti'lbenceno; fBeta—Naftilaana/z-N'aftalenamina/}
Naftilamina; Brormofenil feni éter,_Bromometano/Bromuro de metilo; Cacodilico, dcido; Calcio, cromato de;
Carbamaoditioico, acido, 1,,2—e.tanod;'ii1bis, sales y ésteres/Etilenbisditiocarba’mico, gcido, sales y ésteres; Carbaril:
Carbendazim; ',Carbofurano fenol; Carbono, tetracioruro de/Tet_raclorornetano; ..Carbc;no, oxiflucruro de:
Cianégeno, bromuro de {CN)Br; Ciclofosfarmida; Ciclehexano; Ciciohexanona_; Cloral/Acetaldehido, tricloro:
Clorambucil; Clordano, alfa 'y gamma isdmercs; Clornafacina/Naftai'enérnfn_a, n,n"-bis(2-Cloroetil)-;
Clorobenceno; Clorobenzilato: . Cloroformo/Tricierometanc; . Clorometil . metl . éter/Clorometoximetano:
Creosota; Cresol {cresilico ‘acido)/Metilfenol;. Criseno; CroténaIdeh;’do/z—Butenal; Cumeno/Benceno, (I-
metiletif)-: Daunomicing; -DDDy; DDT, Dialate; 'Dibenz[a,h}antraceno; Dibenzo[a,i}pireno; Dibutil ftalato;
Diclorod]ﬂuorometano; Dictoroetil éter/Etano, 17-oxibis[2-cloro-; Dicloroisopropil éter/Propano, 2.2-oxibis[2-
cloro-; Diclorometoxi etano; Dietil ftalato; Dietilen glicol, dicarbanﬁato/Etanol, 2,2 -oxibis-, dicarbamato;
Dietilhexil ftalato: Dietiistifbesterol/l‘—“emol, 4,4°-(1,2-dietl]- 1.2-etenediil) bis<: Dihidrosafrole; Dimetil ftalato; Dimetil
sulfato/Sulfarico  4cido, Dimetil éster; Dimetilamina/Metanamina, ‘n-metil; .Dimetilcarbamil, cloruro
de/Carbamico cloruro de, dimetil; Di~-n-octil fralato; Di—n-propilnItrdsami_na/]—l?ropanamina, n-nitroso-n-propil—;
Dipropifamina/‘l»Propanami}na,, n-propil-; Epiciorohidrin/Oxirano, (clorometil)-2-; Estreptozotocina/D-glucoss, 2-
deoxi—z—[{{metilnitrosoarninq)—tarbonoil-}amino}; Eténal/Acetaldehl‘do;, Eteno, tetracloro-; Etil carbamato
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(uretano)/Carbamico acido, etil éster; Etil éter; Etit metacrilato/2-Propencico &cido, 2-metil-, etil éster: Etil
metanosuifonato/Metahqulfénicg'a_’cido, etil éster; Etilen glicol menoetil éter/Etanocl, 2-etoxi-; Etileno dicloruro
deﬂ,z—Dicloroetano; Etifentibur'ea/2—i-midaz_oi]dintiona; Etilideno, diclorure de/Ftano 1l-dicloro-; Etilo, acetato
de/Acético acido, etil éster; Etilo, acrilato de/2-Propenaico gcido, etil éster: Fenacetina; Fenol; Fluoranteno;
Fluorhidrico, ‘dcido; Formaldehido; Férmico, "acido; Fésforo, sulfurc’ de; Ftilico  anhidrido/13-
Isobenzofurandions; . Furfural: Fu‘rFUra‘no/Furan; Gamma-BHC/Lindano:; . Hexaclorobenceno;
Hexaclorobutadieno/1,3-Butadiend, 11,23.44-hexaclero; HeXaclo_rocic!o_pentadienoﬂ,E-Ciclopentadieno,
1,2,3,4,5,5-hexacloro-; Hexacloroetano;, Hexadorofen0/2,2’~Metilenobis£3,4,6-tri'clorofenol; Hexacloropropeno/i-
Propeno, 11,233 3-hexacloro-: Hidrazing; Hidrazina, 1,2-disetil~ Indeno(1,2,3-cd] pireno; Isobutil aicohol/i-Propanol,
2-metil-;  Isosafrola; Kepona; Lasiocarping; ‘Mzleica, hidra'c;ida/3,6—Diri_dazinediona, 12-dihidro-; Maleico,
anhi’drido/Z,S—Furandiona;.Malbno,nitrilo/Propanodinitrilo; M-diclorobenceno/Benceno, 1,3-dicloro-; Melfalan/L-
fenilalanina, @[bis{Z-_CiQroetH}amin'o]; Mercurio ({todas las formas); Metaq:rifonitrilo/Z-Propenenitrilo, 2-metil;
Metanol;, Metzapirileno: Metil . cior_ocarbon_ato/carbonocEOrf’dico &cido, metil éster Metil cloroformao/1,11-
tricloroetano; Metil etil cetona {MEK)/2-butanona; Metil etil cetona peroxide/2-butanona, peréxide; Metjl
isobutil cetona/é-Metil—2~penta.nona/4-Metiipénﬁar;ol‘; Metil metacrilato/2-Propenoico acido, 2-metil-. metil
éster; Matileno bromuro de; Metileno clori_arg de/Metano, dicloro-; Metilo " cloruro” de; Metilo, ioduro de;
Metiltiouracilo; Mirex; Mitomicin G MNNG/Guanidina, n-metil-n'-nitro-n-nitroso-; Naftaleno; n-Butil alcohol/i-
Butanol; Nitrobenceno; ﬂ—Nitrosodietarjol'a_mfna;- n-Nitrosodietitamina; n-.Nitros’ddi-n;bUtilamina; n-Nitroso-n-
etilurea; n-Nitroso-n-metilurea: 'n—Nitroso—n«m,et]Iur‘etano/Carba'm,icb dcido, metilnitroso-, etil éster; n-
Nitrosopiperidina/Piperidina, 1-nitroso; n-Nit'rosopir_rolidina/Pirrclidina, 1-nitroso;,n‘{Propilamina/]—Propanamina;
o,c-dietil  s-metijl diticfosfato; o-Clorofendl/2-Clorofenal; o-Diclorobenceno; .- o-Toluidina; o-Toluidina,
hidroclorure de; Oxira no/Etileno, éxido de; Ox_iranocarboxialdehl’do/GlicidiIafdehl'd'o; Paraldehido/13,5-Trioxano,

2,4,6-trimetil-; p—Cloro—m-cresol/4i(_:lo_r07-3—metiifenol; : p—Dicl.orobenceno; p'—'Dimetilaminoazobenceno;
Pentaclorobenceno; Pe_ntacforoetano; Pentacloronitrobencens {PCNB); Piridina; Plome, subacetato/Plomo,
bis(acetato—o]tetrahidroxit_ri—;,' Plomo, acetato de; Plomo, fosfato - ‘de; p-Nitrlofenol/éfNitrofenol;

Profam/Carbamico acido, fenil-1-metiletil &ster: Pronamida; Propilenp, dicloruro de/1,2-Dicloropropanc;
Propoxur/Fenol, 2-{1-metiletoxi)-, metilcarbamato; Prosulfocarb/Carbamatioico acido, dipropil-, s-(fenilmetil)
éster; p-Toluidina; Reserpina; Resorcinol, Sacaring, y sales/i,2- Benzisotiazol-3(2h)-ona, 11-didxido, y sales; Safrole:
Selenic, didxido de; Selenio, sulfure de’ SeS2;  sulfhidrico, acido; 'Ta_lio;f.a'cetato de;  Talio, carbonato

de/Carbonoico &cido, ditalio(1+) sal; Talic, clorure de: Talio, nitrato’ de/Nitrico Ecido, sal de talio (1+)

'

Tetracloroetilenc; Te'_crahidrpf.urano;. Tioa’cetamida/Et'anOtioamid'a; Tiodicarb; Tiofanato-rmetil; -
TiometanoI/Metanotiol; Tiourea;,ﬁram:; Toiuendig’am]ha; Tolueno, diisocianate de; ToluenQ/Meti!benceno; Trans-
'.',2—dicioroetiieno/],z-dicforoetifeno; ! " Trialate; - Tribromometano/Bromoformo;' Triciorostileno;

Tric!oromonoﬂuorometano; Trieti[amina/Etanémina, n,n-dietil-;  Tripan, azul de; Tris {2,3~dibromopropil]
fosfato/1-propanol, 2,3-dibromo-, fosfato (3:7); Uracilo, mostaza de; Vinilo, cloruro, de/Cloroetenco; Warfarina, y
sales, cuando estan presentes en concentraciones mencres que 0.3%; Xileno, isémeros: Zine, fosfuro de Zn3p2,
cuando estd presente en concentraciones menores o iguales a 10%; Celdas de desecho en la produccién de
baterfas m’quel-cadmiq; Pilag o baterias zinc-oxido de plata usadas o desechadas; Catalizador gastado con
oxidos de fierro, cromo ¥ .potasio provenientes del reactor de deshidrogenacién en la produccién de estireno:
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de control de emisiones del afinado en Ia produccién primaria de plomo; Polvos del equipo de contrel de
emisiones de la produccién . de ferroaleaciones de hierro-cromo; P_olv'osl del equipo de conitrol de emisiones de
l2 produccién de ferroaleaciones de hierro-cromo-silicie; Polvos recupersdos en & precipitador electrostatico
© casa de bolsa en [z produccién de fésforo; Aceites gastados en las operaciones de tratarmniento en caliente de
metales; Saleg precipitadas de los bafos de regeneracion de niquel; Residuos conteniendo mercurio de los
procesos efectrofiticos; Residucs de catalizadores agotados; Colas en |as plantas de manufactura de
ferroaleaciones de hierro-niguel; Pu-rgas_de la planta de acido en |a produccién primaria de zinc; Residuo de
lixiviado de la planta de cadmio en la produccidn p'r'imaria de zine; Residuos de soldadura en la produceién de

activado agotado proveniente del sistema de emisiones de |2 caseta ‘de_‘.pintado; Residuos del proceso de
extrusién de tuberia de cobre; Feesiduos de fas operaciones de limpieza glealinz o acida; Aceites solubles an
acido (asas) provenientes de los’ procescs de alguilacion de hidrocarburos; Aminas gastadas, fittros de amina
contaminada, lodos de aming, solucién acuosa de amina contaminada, productos de Ia degradacién de |z
amina, asi como solidos recuperados (fondos) provenientes del proceso de endulzamiento del gas y
condensados amargos. Otros productos de la degradacién de aminas del proceso de éndulzamiento, cracking
¥ fraccionamiento de azufre; Clorados intermedios. provenientes del fondo de i columna redestiladora de
monomero de vinilo; Clorados pesados provenientes de lps fondos de I3 columna de purificacién de
dicloroetano; Derivados hexaclorados provenientes de los fondos de I3 columna de recuperacion de

percloroetilenc: Polimero de Ia purga de la torre de apagado en la produccidn de acrilonitrito; Residuos de Ja

Sosas gastadas y sosas fehéiicas‘ Provenientes de los proceses de endulzamientorldeé hidrocarburos; Pasta de
desecho en Iz produccic’;n . de pilas secas (celdas primarias-alcalinas ¥ acidas); Residuos de los hornos de [a
preduccion  de baterias de rrercurio; Felpas impregnadas de pigmentos de cremo Y plomo; Residuos de

produccién de biolégicos y hernoderivados que contengan constituyentes téxicos - ResidUos de la produccisn
de farmogquimicos ¥ medicamentos que contengan constituyentes toxicos ; Filtro ayuda gastado (tortas de
filtros) en Iz produccién’ de fosforo y pigmentos de eromo Y derivados; Residuos de |a produccidén  de
carbonilo de niquel; Mediocs " filtrantes 'gastados_ de la produccién de 24.6-tribromofencl; Residuos v
subproductos del reactor en-la produccién del nitrobenceno; Residlos de Ja destilacién en |z produccidn de
anhidrido maleico: Residucs de la produccién de 24, B-tribromofenol; Residuos de las torres de lavado de
gases en la produccidn _de metil etil piriding; Agentes mordientes gastados Tesiduales; Residuos dcidos o
alcalinos; Residuocs de adhesivosg y polimeros; Residiuos de agentes enlazantes y de carbonizacién; Residuos
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rmetales; Soluciones gastadas provenientes de las operaciones de decapado; Soluciones gastadas provenientes
de los bafios de cadmizado, cobrizado, ¢romado, estafiado, fosfatizado, latonado, niquelado, plateado,
tropicaiizado o zincado de piezas metalicas; Solucidn gastada de! lavador de gases que proviene del proceso
del afinado en Ia produccish piirharia de-plomo; Seluciones acidas gastadas provenientes de Ja limpieza en I3
produccién de semicond uctores; Solucicnes gastadas provenientes del bafio-de plaqueado en Ia produccion

Tenango, Tenango del -Valie,l Estado de México, C.p, 52300, con capacidad anual parz e almacenamiento de

Condicionante Décima Sexta.- La presente Autorizacion ampara &l acopio de residuos peligrosos listados en
la Condicionante Sexta, con excepcién de los gue provengan de |as actividatdes del Sector Hidrocarburos,
conforme se establece en el articulo-3, fraccidn X| delaleydels Agencia Nacional de Seguridad Industrial yde
Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos - ‘ T '

TERCERO.- Debers cuh’]plir con los térm?nos Y condicfonan_tes establecidas an 'la Autérizacidn No. 15-11-119-20,
emitida por esta Oficina de Represe‘ntacién_mediahte el oficio No. DFMA_RNAT/ZOG3/_2020 de fecha 18 de Junio
de 2020, asi comao sus modificaciones.. T ‘ ' T

la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

QUINTO. Ei presente oficio se emita-en. épege al principio de buena fe al que se refiere | articuto 13 de |3 Ley
Federal de Procedimiento Administrative, tomando por veridica Ig informacién: presentada por la persona
moral denominada RECOLECTORA v TRATADORA-GARBAO ESA DECV. En caso de existir falsedad en la
informacisn el Promovente se hars acreedor de las sanciones correspondientes de acuerdo aj Cédige Penal

Federal. K

ATENTAMENT: D//"' ~

EL ENGARGADG DEL
p -

"ING. AONIé\R EYRA CA .

Con fundamento en lo dispuesto en elsitic ERTIMO taasitorio del Reglamento '
interior de |2 Secretaria de Medio AmbieﬁtéiyaeeﬂrsoszNé}urales, €n supiencia por . -
ausencia definitiva del Titular de Ia Oficina de Representacion de Ja SEMARNAT en.el.
Estado de México, previa  designacién, firma el -C.. Antomia Reyna Cabrera,
Subdelegade de Gestidn para Ia Proteccién Ambiental ¥ Recursos Naturales, -

¢.Cep.- Arture Gavilan Garciz.- Director Gener-a-l de Gestidn ‘lnteg ral de Materizles yAczividadeé Ri_es_cjoag'de ia SEMA}QNAT' B

Ing. Fedetico Ortiz Fiores,- Encargado def Despacho de la Oficina de Representacisn-de Proteccidn Ambiental dé’
la Precuraduria Federat de Protaccién al Ambierte en el Estado de México. : ’
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